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摘要  在英国诺丁汉大学Sutton Bonington校区(52.8°N, 1.2°W)实测感染锈病与普通花叶病大豆的单叶
光谱数据，利用连续统去除法对原始光谱数据进行处理，筛选对病害及锈病严重度敏感的波段，构建植被指数对
感染锈病与普通花叶病及不同严重度锈病的大豆进行识别研究。研究发现普通花叶病胁迫下的大豆光谱反射率在
可见光区域均大于健康大豆的，而锈病胁迫的大豆光谱反射率在绿光区随病情严重度增加而减小，在红光区随病

情严重增强而增大。根据大豆光谱变化特征设计了一个植被指数R500×R550/R680对大豆病害进行识别，通过

计算不同病害及不同严重度之间的J-M距离对指数识别病害能力进行检验，结果表明指数R500×R550/R680能够

较好的识别出大豆锈病与普通花叶病，且该指数在识别大豆锈病严重度方面也有较强的能力。研究结果对农作物
病害遥感监测与防治具有重要的理论价值与实际应用意义。  
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